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関係各位 

株式会社パテント・リザルト 
 

 
プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術 特許総合⼒ 

トップ 3 は味の素、三菱ガス化学、レゾナック 
 
 

弊社はこのほど、『プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術』について、世界での特許
総合⼒（※１）を⽰す「グローバルスコア（※2）」の企業ランキングを、特許分析ツー
ル「Biz Cruncher」を⽤いて集計しました。 

 
プリント基板⽤エポキシ樹脂は、電⼦回路を保護するための絶縁性・耐熱性に優れた

接着剤・絶縁材の⼀種です。近年では技術進展により、5G や電気⾃動⾞といった分野
における⾼性能化や、環境負荷の低減を図る新しいタイプのエポキシ樹脂が開発されて
います。本調査では『プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術』に注⽬し、⽇本、⽶国、
欧州、中国の主要 4 国・地域における「パテントスコア」(個別特許の注⽬度を得点化)
を合算し、世界における特許の質と量を総合的に⾒た評価を⾏いました。 

 
集計の結果、「グローバルスコア 特許総合⼒ランキング」では、1 位 味の素、 

2 位 三菱ガス化学、3 位 レゾナックとなりました（表 1、図 1、図２）。 
 

【表１︓プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術 特許総合⼒トップ 5】 
 

順位 企業名 
総合⼒ 

（権利者スコア）
有効特許件数 

個別⼒ 
（最⾼スコア）

1 味の素 3,465.0 461 91.1 
2 三菱ガス化学 1,407.5 219 85.0 
3 レゾナック 1,366.1 206 91.9 
4 DIC 1,086.8 236 73.3 

5 SHENGYI  
TECHNOLOGY （中）

926.9 146 83.1 

 
1 位 味の素は⽇本に続いて中国特許の寄与が⼤きくなっており、中国特許における

ランキングでも 1 位となっています。注⽬度の⾼い特許には、「低弾性率かつ⾼磁性を
備えた磁性充填材料を含む熱硬化性樹脂組成物」や「低誘電正接かつ密着性に優れた微
細粗化⾯を有する多層プリント配線板⽤の熱硬化性エポキシ樹脂組成物」などが挙げら
れます。 

 
2 位 三菱ガス化学は⽇本に次いで中国特許の寄与が⼤きいですが、欧州、⽶国の特

許の割合も他の上位企業と⽐べて多くみられます。注⽬度の⾼い特許には、「低吸⽔性
かつ⾼接着性の NHAC 系レジン組成物である印刷回路基板⽤の樹脂組成物」や「プリ
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ント配線板⽤の絶縁層の表⾯に低い粗さ度の粗⾯を形成でき、且つ粗⾯上に⾼い接着
性、耐熱性、耐湿熱性、熱膨張特性、耐薬品性を有する導体層を形成できる樹脂組成物」
などが挙げられます。 

 
3 位 レゾナックは⽇本特許に次いで中国特許の寄与が⼤きくなっています。注⽬度

の⾼い特許は「⾼周波特性、熱特性、難燃性に優れた、プリント配線基板⽤の樹脂組成
物」や「熱硬化性の優れた⾼周波特性を持つ多層プリント基板⽤のポリフェニレンエー
テル誘導体」などが注⽬度の⾼い特許として挙げられます。 

 
4 位 DIC は「低誘電損失⾓とより優れた耐熱性を有する硬化物⽤の活性エステル化

合物」などが、5 位 SHENGYI TECHNOLOGY は「ハロゲンを含まない、⾼ガラス転
移温度、低誘電率、低誘電正接、低吸⽔性、⾼熱的耐性、優れた難燃性を持つ、プリン
ト基板⽤の樹脂組成物」などが注⽬度の⾼い特許として挙げられます。 

 
6 位以下にはパナソニック、積⽔化学⼯業などがランクインしています。 

  
 

【図１︓プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術 特許総合⼒トップ 5】 
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【図 2︓プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術 国別スコア内訳】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本分析の詳細については、『プリント基板⽤エポキシ樹脂関連技術』グローバルスコ

ア︓ランキングデータにてご覧いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【調査対象の特許群について】 
2024 年 8 ⽉ 1 ⽇までに発⾏された特許が対象。公開、登録、公表、再公表のすべて

が対象で、登録と、公開・公表・再公表が重複している場合は、登録を優先しています。
企業等は権利者ベースで集計しています。 
 
 
 

（注 1）総合⼒の評価では、個別特許の注⽬度を得点化する「パテントスコア」を機関 
ごとに集計し、パテントスコアが 50 点以上のものを合算しています。50 点以上 
のものだけを集計している理由は、パテントスコアが低くても特許件数が多いこと 
によって総合⼒が上がってしまうことを防ぐためです。 
 

（注２）グローバルスコアは、⽇本、⽶国、欧州特許庁、中国の主要 4 国・地域の出願分
についてパテントスコアを合算し、世界での技術競争⼒を評価したものです。 
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【価格】 
特許総合⼒ランキングデータ  価格︓５万円（税別） 
パテントスコアを⽤いた総合⼒評価や出願件数などに基づく各種ランキングデータです。 
 
※ランキングデータは弊社データベースにおける最新の収録範囲に基づいて作成致します。 

そのため、ご発注のタイミングによっては当リリースと値等が異なる可能性があります。 
  
 

【納品形態】 
ランキングデータを収録したエクセルファイルをメールで御納品。 
データ⼀式を収録した CD-R での御納品をご希望の場合にはご相談ください。 
 

＊＊＊ 本件に関するお問い合わせ先 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ 

      URL  ︓https://www.patentresult.co.jp/ 
      e-mail︓info@patentresult.co.jp 


